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Sposob dozowania cieczy do procesu flotacji mineralow
i urzadzenie do stosowania tego sposobu

1

Przedmiotem wynalazku jest spos6b dozowania
cieczy do procesu flotacji mineraléw, zapewniajacy
ciagglos¢ jej doptywu do tego procesu. Wynalazek
dotyczy réwniez urzadzenia do stosowania tego
sposobu.

Znany i stosowany dotychczas spos6b dozowania
odczynnikéw chemicznych w postaci cieczy do pro-
cesu flotacji polega na doprowadzeniu tej cieczy
ze zbiornika roboczego do wanny dozownika, skad
ciecz ta czerpana jest za pomocg kubelkéw i poda-
wana do przewodu doprowadzajgcego do flotow-
nikéw. Ilo§¢é potrzebnej cieczy do procesu regulo-
wana jest zmiang szybko$ci obrotéw bebna do-
zownika.

Urzadzenie dozujace sklada sie¢ z wanny, ktéra
napelnia sie ciecza ze zbiornika roboczego, bebna
osadzonego w wannie na osi poziomej, na ktérego
obwodzie zawieszone s3 kubelki. Podczas obrotu
bebna kubelki zanurzaja si¢ w cieczy i napelniaja,
nastepnie za$§ wyniesione sg na odpowiednia wy-
sokos¢, zaczepiaja o wystajacy pret i wylewaja
swg zawarto$¢ do przewodu doprowadzajacego ja
do procesu technologicznego. Przewéd laczacy zbior-
nik roboczy przygotowanej cieczy z urzadzeniem
dozujacym zaopatrzony jest w zawér ptywakowy.
Naped bebna posiada przekiadnie o ptynnym prze-
lozeniu, co pozwala na regulacje ilosci dozowanej
cieczy.

W przypadku dozowania cieczy w postaci zawie-
siny sproszkowanej substancji w wodzie stosuje sie
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2
prosty sposéb polegajacy na tym, Ze zawiesine,
ktéra ustawicznie sie¢ miesza wyprowadza sie ze
zbiornika roboczego za pomocy krééca zaopatrzo-
nego w zawoér do regulacji iloSci. Wyprowadzona
na zewnatrz zawiesina sptywa do przewodu dopro-
wadzajgcego do flotownika.

Wymienione sposoby dozowania cieczy do procesu
flotacji posiadajg wady wynikajgce z istoty stoso-
wanych urzadzen i wlaSciwosci dozowanych cieczy.
Sposoby te nie moga zapewnié ciggloSci podawania
niezbednych do procesu flotacji odczynnikéw che-
micznych, co prowadzi do powstawania zaburzen
tego procesu. Przerwy w dozowaniu odczynnikéw
powodowane sg czestymi awariami urzgdzen dozu-
jacych, ktérych ruchome elementy oblepiajg sie
wytrgcanym z roztworé6w lub zawiesin osadem,
zmniejszajg pojemno$¢ kubelkéw, zatykajg zawory
i uniemozliwiaja obracanie sie bebna dozownika.
Urzgdzenia do stosowania wymienionych sposobéw
wymagaja czestej konserwacji, co w warunkach
ciggloSci ruchu zakladu jest klopotliwe.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie wymie-
nionych wad. Dla osiggniecia tego celu stawia sie
do rozwigzania zadanie zapewnienia ciggto§ci poda-
wania cieczy do procesu flotacji, a tym samym
opracowania takiego urzadzenia, ktérego elementy
nie beda wrazliwe na oblepianie sie wytracajacym
sie osadem. Zgodnie z wytyczonym zadaniem nowy
spos6b dozowania cieczy polega na wyprowadzeniu
jej ze zbiornika za pomoca strumienia dowolnej
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cieczy lub gazu wychodzacego spod powierzchni
dozowanej cieczy.

Wyplywajacy z dyszy umiejscowionej pod po-
wierzchnia dozowanej cieczy strumiefi porywa
czastki dozowanej cieczy i wychodzi ponad jej po-
wierzchnie, po czym kierowany jest do rozszerzonej
koncéwki przewodu doprowadzajacego ciecz do flo-
townika.

Urzadzenie do stosowania sposobu wedlug wyna-
lazku sklada sie ze zbiornika przelewowego, ktéry
napelnia sie dozowang cieczg, mieszadla dla zapo-
biezenia sedymentacji osadu, dyszy umiejscowionej
ponizej poziomu progu przelewowego zbiornika.
Dysza polgczona jest przewodem z ukladem zasi-
lania (sie¢é wody przemyslowej lub sie¢ sprezonego
powietrza). Nad zbiornikiem w kierunku wylotu
dyszy umiejscowiona jest rozszerzona koncéwka
przewodu doprowadzajacego ciecz do flotownikéw.

Zaleta sposobu wedlug wynalazku jest jego diu-
gotrwale ciggle i réwnomierne dozowanie cieczy.
Spos6b wedlug wynalazku jest przydatny zaréwno
do roztworéw jak i do zawiesin i emulsji. Urzadze-
nie do jego stosowania pozbawione jest ruchomych
elementéw i nie jest wrazliwe na wytracajacy sie
na nim osad, nie wymaga konserwacji, a tym gwa-
rantuje bezawaryjna, ciggla prace.

Przedmiot wynalazku zostal przedstawiony na
przykladzie wykonania na rysunku, ktdry przed-
stawia schemat urzadzenia dozujgcego.

Urzadzenie to sklada sie z cylindrycznego zbior-
nika 1 z progiem przelewowym 2 na catym obwo-
dzie. Ponizej poziomu progu przelewowego 2
umiejscowiona jest dysza 3 nachylona pod katem
ok. 60° do poziomu. Dysza ta polaczona jest prze-
wodem 4 z siecia wody przemystowej. Wyplywa-
jaca z dyszy 3 struga wody przemyslowej porywa
czgstki dozowanej cieczy i wychodzi ponad po-
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wierzchnie cieczy w zbiorniku 1, a nastepnie kie-
rowana jest do rozszerzonej koncéwki 6 przewodu
7 doprowadzajacego ciecz do procesu technolo-
gicznego.

Réwnomiernosé roztworu zawiesinowego utrzy-
muje sie za pomoca mieszadla 8. Regulacja ilosci
dozowanej cieczy odbywa si¢ przez zmiane wy-
datku cieczy wyplywajacej z dyszy 3. W zbiorni-
ku 1 utrzymuje sie staly poziom cieczy. Stalosé
tego poziomu zapewnia doplyw cieczy w iloSci
wigkszej lub réwnej od maksymalnego odbioru
cieczy do procesu flotacji.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb dozowania cieczy do proces6bw flotacji
mineraléw, znamienny tym, ze ciecz dozowana wy-
prowadzana jest ze zbiornika przez wyplywajaca
z tej cieczy pod ciSnieniem struge wody, przy czym
wychodzaca nad powierzchnig lgczna struga kie-
rowana jest do przewodu odprowadzajacego do
procesu technologicznego.

2. Odmiana sposobu wedlug zastrz. 1, znamienna
tym, ze ciecz wyprowadzana jest ze zbiornika za
pomocg wyplywajacej z niej strugi gazu, najko-
rzystniej powietrza,

3. Urzadzenie do stosowania sposobu wedtug
zastrz. 1, 2, wyposazone w zbiornik i mieszadlo,
znamienne {ym, e we wnetrzu zbiornika ma na-
chylong pod katem od 30—80° dysze, polaczona za
pomocy przewodu z ukladem ci$nieniowym, przy
czym goérna koncéwka dyszy znajduje sie od 1—
20 mm ponizej poziomu krawedzi przelewowej
zbiornika, za§ w odlegtosci 200 do 300 mm nad goér-
na koncéwka dyszy umiejscowiona jest rozszerzona
koncéwka przewodu doprowadzajacego ciecz do
procesu technologicznego.
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